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Design de Moda

Inicio: 03/2025
Carga Horaria: Total: 30 horas/aula Semanal: 2 aulas/aula Créditos: 2

Natureza: (Tedrica)

Area de Formagao - DCN: (Basica)

Departamento que oferta a disciplina: DEMGED-DV - Departamento de Moda,
Gestao e Design

Ementa:

A disciplina de Contexto Social e Profissional, abre um espaco para a atuagao do designer nos
mais diversos cenarios do design de moda no Brasil e sua atuagdo nas mais diversas areas.
Abrange a conceituagdo do design, o sistema profissional e suas ramificagdes. Apresenta as
normas e a ética profissional, que rege a area. Apresenta a interagao entre o desenvolvimento
tecnoldgico, profissional e de pesquisa nas mais diversas areas apoiado no mercado de
trabalho, na ética e na cidadania.

Curso(s) Periodo Eixo Obrigatéria | Optativa

Design de Moda 7° Eixo 5 - Ciéncias Humanas, X

Sociais Aplicadas e Letras

INTERDISCIPLINARIDADES

Prerrequisitos-

O aluno devera ter integrado 1440 horas/aula ou, equivalentemente, 96 créditos, no curso.

Correquisitos-

N&o se aplica

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1 Compreender o vasto campo de atuacio do profissional de Design de Moda
2 Vislumbrar as muitas possibilidades de trabalho relacionando areas em comum
3 Conceituar o design, o sistema profissional e suas ramificagdes
4 Estudar e entender as normas e a ética profissional que rege a area
5 Entender a interagdo entre o desenvolvimento tecnoldgico, profissional e de
pesquisa dentro do Design e da Moda
Unidades de ensino Carga-horaria

Horas/aula
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1 | Dados do Setor Textil e de Confecgdo 3
2 | A Nova industria 3
3 | O profissional designer de Moda e as novas tecnologias 6
4 | Moda Artesanato, Arte e sustentabilidade 6
5 | O cenario da Moda nacional e Internacional 6
6 | Moda na pesquisa e Normas Etica Profissional 6
Total 3

0
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vestimentas. Tradugdo de Camila Bisol Brum Scherer. Porto Alegre: Bookman, 2010.
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industriais. Traducao de Fredyy Van Camp. Sao Paulo: Blucher, 2001.
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